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중형 기공성 탄소는 넓은 비표면적과 균일하고 넓은 기공 구조를 갖기 때문에 촉매, 촉매 담체, 

흡착제, 전극 물질 등의 다양한 분야에서 응용되고 있다. 기존의 연구에서 중형 기공성 탄소는 

주로 실리카 주형을 이용한 hard template 방식으로 제조되었다. 이러한 제조방식은 제조단계가 

복잡하고 제조시간이 길다는 단점을 갖는다. 따라서 중형 기공성 탄소의 상업적인 생산을 위해

서는 단일 단계 제조법의 이용이 필요하다.  

단일 단계 제조법을 이용하여 중형 기공성 탄소를 제조하였을 경우, 제조 단계가 간단하고 제조

시간이 짧다는 장점이 있다. 그러나 기존의 hard template를 이용하여 제조한 중형 기공성 탄소

에 비해 규칙적인 기공 구조를 유지하기 힘들다는 단점이 있다. 이와 같은 문제점을 해결하기 

위하여, 본 연구에서는 단일 단계 제조법에서 중형 기공성 탄소의 기공 구조 형성에 영향을 미

치는 요인들에 대해 연구하였다. 실험 결과 반응물의 산세기, 반응 조건, 및 숙성 조건 등의 요인

이 중형 기공성 탄소의 구조 형성에 중요한 영향을 끼치는 것으로 나타났고, 이러한 조건들을 

조절하여 넓은 비표면적과 균일한 기공 구조를 가지는 중형 기공성 탄소를 제조 할 수 있었다. 

또한 제조 된 중형 기공성 탄소 물질은 전기 화학 커패시터의 전극 물질로 사용되었을 경우, 높

은 정전 용량을 가지는 것으로 밝혀졌다.   


